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Vynélez se tykd zplisobu vyroby samonos-
nych tenkovrstvych kovovych okének pro-
pustnych pro vakuové ultrafialové zaieni s
energii kvant v&t§i neZ 10 eV oddglujicich
vakuové t&sné vybo,ovy prostor od prosto-
ru s ultravysokym vakuem.

Zdrole vakuového ultrafialového zdareni
jsou v soutasné dob& pouZivdny v aparatu-
rach pro fotoelekironovou spektroskopii,
které slouZi k analyze povrchil pevnych la-
tek. Zdro.e tohoto zdfeni jsou vétSinou vy-
bojky, ve kterych se udrZuje doutnavy vyboj
ve vhodnych plynech, zejména He, Hz, Ar
atd., pfi tlaku kolem 102 Pa. Aparatury
pro fotoelektronovou spektroskopii, ve kte-
rych se maji provdd&t métreni na fistych po-
vr3ich, musi byt aparatury ultravysokova-
kuované, tj. tlak v nich musi byt fadové 10-7
aZ 10-9 Pa. Je tedy nutné oba prostory od
sebe vakuové oddslit tak, aby se pFitom za-
Feni v pfepdZce co nejméné absorbovalo.
Ultrafialové zéfeni s energii kvant zhruba
do 10 eV prochédzi okénky z fluoridu lithné-
ho LiF. Pro vét$i energie kvant nebyla k dis-
pozici vhodnéd okénka s dostateCnou pro-
pustnosti, a proto se ve spektrometrechc do-
sud v&tSinou pouZiva systém tzv. diferencial-
niho Cerpdni. Vybojka je s prostorem spek-
trometru spojena kapildrou o pokud moZno
velkém vakuovém odporu, kapildara je upro-
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stfed pPerudena a meziprostor se ferpd po-
mocnymi vyvévami. Tento systém znacné
prodraZuje aparaturu, spotfebovdvd energii
srovnatelnou se spotFebou hlavni vakuové
aparatury a zabird misto. Je proto vfhodné
vytvolit okénko, které by bylo pro dany o-
bor zdFeni propustné.

V uvedené oblasti maji vyhovujici propust-
nost ndkteré kovy, naptiklad hlinik, oviem
pouze ve tvaru velmi tenkych vrstev, o
tlouStce Faddové nékolik desitek aZz 100 nm.
B&Zn4 technologie zhotoveni okének je vzhle-
dem k této malé tlouSice nepouZitelnd. Byla
navrzena konstrukce okének na nosné sit-
ce, kterd v8ak sniZuje propustnost okénka.

Vy3e uvedené nedostatky odstraiiuje zp-
sob vyroby samonosnych tenkovrstvych ko-
vovych okének propustnych pro ultrafialo-
vé zdteni podle vyndlezu, jehoZ podstata
spotivad v tom, Ze tenkd vrstva kovu se na-
nese na rozpustnou vrstvu na povrchu rovné
hladké podlozky, pFilepi se k trubifce, kte-
rd je souléasti plasté vybo’ky a pak se od-
dsli od podloZky spolu s touto trubitkou pil-
sobenim vhodného rozpoustédla. Tato okén-
ka jsou samonosnd, maji dostatetn& velky
pramér nékolik mm a dostatetnou propust-
nost pro vakuové ultrafialové zdreni. Jsou
vakuové t&sné spojena s plastém vybojky a
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oddé&luji tak prostor vybojky od prostoru
spekirometru.

Na vjkresu je zndzornéno uspofadani u-
moZiujici vyrobu t&chto okének.

Pri vyrob& okének se postupuje takto: Na
rovnou hladkou podloZkou 1 ze skla, kifeme-
ne, keramiky, apod. se nanese mezivrstva 2
latky rozpusténé ve vhodném rozpoustddle,
napriklad kolodium v amylacetdtu tak, aby
po vypafkeni rozpustidla vytvofila rovnomsr-
ny povlak. Tento povlak je moZno vytvoFit i
vakuovym napafovdnim nebo jinou vhodnou
metodou. Na tuto mezivrstvu 2 se nanese va-
kuovym napafovdnim, katodovym naprao-
vanim, pripadné jinou metodou pro vytvédre-
ni tenkych vrstev vrstva 3 hliniku nebo jeho
slitiny, nap¥iklad s n&kolika % Si, p¥ipadn&
jiného kovu s malym koeficientem absorpce
v dané oblasti zareni o tloustce nékolika
desitek aZ set nm.

Na takto vytvofenou vrstvu se nalepi po-
moci epoxydové pryskyfice nebo jiného vhod-
ného lepidla 4 kovové trubitka 5, ktera bude
soucasti plasté vyboiky.

Kolem obvodu trubitky se kovovd vrstva

4

nalizne zatfezem 6. Nechd se pfisobit vhod-
né rozpoustédlo, napfiklad v pripadd kolo-
dia amylacetdt, které rozpusti mezivrstvu,
takZe miiZeme sejmout trubiku s nalepenocu
kovovou vrstvou. Timto zplsobem je moZno
vytvofit na jedné podloZce vice okének na-
jednou.

Konkrétni p¥iklad provedeni:

Na podloZku tvofenou podloZnim mikro-
skopickym sklitkem se nanese roztok kolo-
dia v amylacetdtu, ktery po vypareni rozpus-
tidla vytvofi na povrchu kolodiovy povlak.
Na ten se napafenim ve vakuu nanese 50 nm
silnd vrstva hliniku. Na takto pFipravené
skliCko se epoxydovou pryskyrici nalepi 5
médénych trubifek s primérem 6 mm, tloust-
kou stény 1 nm a délkou 50 mm. Po prove-
deni zaFezli kolem obvodu trubitek se v a-
mylacetdtu rozpusti kolodium, ¢imZ se tru-
bicky s nalepenymi okénky odd&li od pod-
loZky. Takto pfipravené trubitky s okénky
je moZno zamontovat do vybojky.

PREDMET VYNALRZU

Zplsob vyroby samonosnych tenkovrstvych
kovavych okének propustnych pro vakuové
ultrafialové zareni, pro oddéleni prostoru
vybojky od prostoru s ultravysokym vakuem,
vyznaleny tim, Ze se na podloZku nanese
rozpustnd vrstva, na niZ se nanese vrstva

kovu s malym koeficientem absorpce v dané
oblasti zdfeni, nap¥iklad hlinfku nebo jeho
slitiny, pFiemZ se k této vrstvé pfilepi tru-
bitka, kterd je sout4sti plast& vybojky a po-
té se odd&li od podloZky spolu s touto tru-
bitkou pliscbenim rozpoustédla.
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